
PVDروی زیرلایه تیتانیومی به روش TiAlNایجاد و ارزیابی خواص پوشش 

چکیده

مراجع اصلی

نانولایهوچندلایهپوشش هایبهمی توانفرایند،اینازبهره گیریبا.می شوداستفاده،بخارفیزیکیرسوبجملهازمختلف،روش هایبهپوشش دهیازصنعتی،قطعاتوابزارهاتریبولوژیکیخواصافزایشمنظوربهامروزه،
فمختلمدت زمان هایهدف،اینبهدستیابیمنظوربه.استآنخوردگیبهمقاومتوسایشبهمقاومتسطحی،پایداریزمانمدتافزایشوتجاریتیتانیومسطحیخواصبهبودپژوهش،اینهدف.یافتدست

ازاستفادهباپوششمورفولوژیپوشش،انجامازپس.یابیمدستپوششمناسبترکیببهوشدهانتخابمطلوبواسطلایهوزمانتاشدآزمایشگوناگونکاتدیهدفترکیباتومتفاوتواسطلایه هایپوشش دهی،
ونآزمرد.می شودحاصلتخلخلبدونومتراکمساختارپوشش،درتیتانیومنسبتافزایشباهمچنین،.داردراماکروذراتاندازهکمترین،TiNواسطلایهبانمونهکهگردیدمشخصوشدبررسیروبشیالکترونیمیکروسکوپ

EDSآزمون.می شودانتظارمورداتمینسبتازپوششفاصله گیریباعثدقیقه،۶ازکمتررسوب گذاریزمان هایکهشدمشخصFESEMپوششهمبافتهوستونی،رشدTiAlN کهبودآنازحاکیهمچنینودادنشانرا
وداردسایشبهمقاومتدرراعملکرد،بهترینTiواسطلایهداراینمونهکهشدمشخصدیسک،-پین برآزمونانجامبااین،برعلاوه.باشدکمترانتظارموردمقدارازمی تواندزیرلایه،سطحیشرایطتحترسوب گذاریمیزان

کهکردمشخصیونپلاریزاسآزموننهایت،در.استلایه هاضخامتبینتناسبعدمدلیلبهامراینکهاستداشتهانتظاراتبهنسبتکمتریسایشبهمقاومتچندلایه،پوشش.می دهدنشانرااصطکاکضریبکمترین
.می کندایجاد TiAlNپوششبرایراخوردگیبهمقاومت،بهترینTiNواسطلایه

نتایج و بحث

EDS نتایج آنالیز

علیرضا یهری: دانشجو
دکتر روح الله مهدی نواز اقدم: استاد راهنما

دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،

مقدمه

SEMنتایج آنالیز

نتیجه گیری
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PVDپوشششدهسعیپژوهشاینمانده؛درناشناختهعملکردبارسوب گذاریپارامترهایوپوششمعماریتعاملواستمحدودتجاریتیتانیومروی TiAlN رسوب گذاریپارامترهایوشودجذببهینهخاصاتمینسبتبا
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بایاسولتاژبادقیقه،15مدتبهآرگونیونیحکاکیونیازموردخلابهرسیدندقیقه20ازپسنمونههر
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